Partix™

£ K-OTHRINE'

Formulacion para tratar superficies porosas

 Primer producto registrado con la nueva tecnologia de formulacién Partix™.

Excelente rendimiento incluso en superficies porosas.

» Potente en una amplia variedad de plagas.

« Ideal para rotacién en chinches.

REGISTRO:
ES/MR(NA)-2018-18-00498.

COMPOSICION:
Deltametrina 2,49%. CMIT/MIT 0,0012%.

FORMULACION:

Nueva tecnologia de formulacién Partix™.

Escenarios de utilizacion

« Edificios industriales y comercios.
« Areas domésticas/privadas.

PRESENTACION:

Envase 240 ml.

PERIODO DE ESTABILIDAD
DEL PRODUCTO:

2 anos.

« Edificios publicos (p.e. colegios, hospitales, residencias asistidas).
« En nidos de avispas colgantes en tejados o drboles

Dosis y usos autorizados
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CUCARACHA ARANA

CINCHE AVISPAEN NIDO

COLGANTE

Ambito de utilizacién Método de aplicacién Plazo de reentrada

Una vez que las superficies
pulverizadas se hayan secado

Interior Pulverizacién

Insectos rastreros (incluidas

Lo 25 ml
cucarachas) en interiores
Chinches
en interiores
25 ml
Aranas
b 25 ml
en interiores
M nr
oscds en reposo 25 ml
en interiores
Avispas en nidos colgantes > ml

en tejados/drboles

Personal profesional especializado

25 ml 5mlenlL de agua
50 ml 19 aplic.
10 mlen 1L de agua
27 aplic.
5mlenlL de agua
25 ml 5mlen1L de agua
25 ml 5mlen1L de agua
2 ml 2 ml en 200 ml de agua

100 m?

100 m?

100 m?

100 m?

100 m?

Por nido

Hasta 12 semanas

Hasta 12 semanas

Hasta 8 semanas

Hasta 5 semanas

Eliminacién del nido
en 1-2 semanas



